
硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液的多用途应用

产品名称 硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液的多用途应用

公司名称 江门市惠和永晟纳米科技有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 品牌:惠和
PH值:9.0-10.5
产地:广东

公司地址 鹤山市碧桂园黄金时代24号

联系电话 0750-8869939 13392085230

产品详情

在半导体芯片、集成芯片的生产过程中，所有的电路器件都是要通过光刻工艺将电路布局结构印制在硅
晶圆上的。光刻工艺完成的质量非常依赖硅晶圆的表面特性，硅晶圆表面的高低起伏、杂质污染都会造
成光刻工艺的缺陷，甚至造成产品报废，为了保证产品质量，化学机械抛光CMP成为了目前主流的抛光
方法。而抛光液是完成CMP的主要力量

目前铬离子抛光、铜离子抛光和二氧化硅胶体抛光这三种抛光方法都能投入使用，但终获得行业
地位的，只有二氧化硅胶体抛光，具体原因如下：

1、二氧化硅的硬度与硅的硬度相近

2、粒度细大约为90-110纳米

因而抛光表面的损耗层极微小，能满足大规模及超大规模集成电路的要求，因此，它已基本取代了另外
的两种化学机械抛光方法。

凭借这些优势，二氧化硅胶体抛光不仅能对单晶硅片进行抛光，还能对层间介质、绝缘体、导体、镶嵌
金属、多晶硅、硅氧化物沟道等材料进行平面化处理。在薄膜存贮磁盘、微电子机械系统陶瓷、磁头、
机械模具、精密阀门、光学玻璃、金属材料等表面加工领域，也多有应用。目前，二氧化硅胶体抛光已
成为应用广泛的全局平面化技术，前景可谓一片大好。

江门市惠和永晟纳米科技有限公司荣幸地向您推荐我们生产的硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液，这是
一种多用途的先进产品。通过多个角度来描述我们的产品，我们希望为您提供全面的信息，引导您做出
明智的购买决策。



品牌：惠和

惠和作为我们公司的品牌，我们以质量为先导，致力于生产高品质的硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液
。凭借多年的研发和生产经验，我们深知质量对于客户的重要性，因此我们不断努力创新并提升产品的
性能，确保我们的产品始终处于行业的位置。

PH值：9.0-10.5

我们的硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液的PH值范围为9.0-10.5，这个范围是经过精密调控的，确保了产
品在使用过程中的稳定性和可靠性。不论是做成哪一款芯片，我们的产品都能提供佳的操作环境，使其
能够发挥出色的效果。在长期使用过程中，我们的产品不会对设备产生任何不良影响，有效延长设备的
寿命。

产地：广东

我们的硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液产地位于广东，这里是中国制造业的中心地带之一。广东以其
先进的制造技术和丰富的资源而闻名，这为我们提供了优越的条件来生产高质量的产品。我们公司紧跟
产业发展趋势，结合当地的制造优势，不断追求卓越，以满足客户的需求。

多用途应用

我们的硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液具有广泛的应用领域。，它可以用于芯片的研磨抛光过程，帮
助提高芯片的平整度和光洁度。，它也可用于半导体器件的制造，能够在制造过程中去除器件表面的杂
质和缺陷，并保证器件的稳定性和可靠性。此外，我们的产品还可用于其他领域，例如光学元件的制造
和微加工等。

价格：8元/千克

为了让更多的客户享受到我们优质产品的好处，我们为硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液制定了合理的
价格，仅为8元/千克。我们相信，与其它品牌相比，我们的产品性能出众。如果您在市场上比较价格和
性能，我们相信您会发现我们是您的选择。

品牌：惠和

PH值范围：9.0-10.5

产地：广东

多用途应用：用于芯片研磨抛光、半导体器件制造、光学元件制造和微加工等多个领域

价格：8元/千克

通过以上的详细描述，我们相信您对于我们的硅溶胶用于芯片半导体研磨抛光液拥有更清晰的认识。如
果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待为您提供优质的产品和服务。
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